
用途分野

• スルホンアミド化合物の合成
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新技術の概要
光クリック反応によりスルホンアミドを合成する

新規な手段を提供

・スルホンアミドは多くの医薬品の骨格を形成しており、その安定性
や生体適合性が特長となっている

・通常、スルホンアミドはアミノ基とスルホン酸ハライド又はその類
縁体から合成される場合がほとんどである

・本発明は、ニトロ基を有する化合物とチオール基を有する化合物を
光照射下で反応させ、スルホンアミド誘導体を合成する方法を提供
する

• 重要な新反応の発見

光スルホンアミド合成反応
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